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1. Procédé de fabrication d'un électrocatalyseur, comprenant les étapes de :

a) électrodéposition ou placage électrochimique d'un alliage comprenant du nickel, un deuxieme métal
qui est du cuivre et un troisieme métal qui est du fer sur un substrat de cuivre, de nickel ou d'un autre
métal ; et

b) dissolution électrochimique ou chimique du second métal déposé pour obtenir une structure
nanoporeuse sur le substrat en cuivre, nickel ou autre métal.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le procédé comprend en outre I'étape consistant a :
c) dépét de fer sur la structure poreuse.

3. Le procédé de l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une solution de
galvanoplastie comprenant un sel de cuivre, tel que CuS0O4, et un sel de nickel, tel que NiSO4, est utilisée
a I'étape a).

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le rapport molaire du cuivre au nickel dans la solution

de galvanoplastie est compris entre 1:1 et 1:3, comme entre 1:1,5 et 1:2,5, comme entre 1:1,8 et 1:2,2.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une tensionde 2 a6V
dans un montage a deux électrodes est appliquée a I'étape a).

6. Procédé selon lI'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une solution
comprenant des ions sulfate, telle qu'une solution de K2504, une solution alcaline ou une solution acide
est utilisée a I'étape b).

7. Procédé selon I'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une tensionde 1a 12V,
telle que 2-3 V, est appliquée a I'étape b) dans une configuration a deux électrodes.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une tension pulsée est
appliquée a I'étape b).

9. Procédé selon la revendication 2, dans lequel I'étape c) est un dépét électrolytique.
10. Procédé selon la revendication 2, comprenant en outre |'étape de d) passivation du fer déposé.

11. Procédé selon I'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le substrat de cuivre
comprend une bobine de cuivre.

12. Procédé selon 'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit autre métal est

I'un du fer, du cobalt, du titane, du zirconium, de I'acier inoxydable et de I'aluminium.

13. Procédé selon I'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le substrat de cuivre ou
de nickel est un substrat de cuivre ou de nickel poreux.

14. Electrocatalyseur pouvant étre obtenu par le procédé de I'une quelconque des revendications 1 a
13.
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